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【公開番号】特開2013-55356(P2013-55356A)
【公開日】平成25年3月21日(2013.3.21)
【年通号数】公開・登録公報2013-014
【出願番号】特願2012-261170(P2012-261170)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  21/31     (2006.01)
   Ｃ２３Ｃ  16/455    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ  21/31    　　　Ｂ
   Ｃ２３Ｃ  16/455   　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成25年6月26日(2013.6.26)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００９０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００９０】
　本発明で適用される処理ガス（第１の反応ガス）としては、上述の例の他に、ＤＣＳ[
ジクロロシラン]、ＨＣＤ[ヘキサクロロジシラン]、ＴＭＡ[トリメチルアルミニウム]、
３ＤＭＡＳ[トリスジメチルアミノシラン]、ＴＥＭＡＺ[テトラキスエチルメチルアミノ
ジルコニウム]、ＴＥＭＡＨｆ[テトラキスエチルメチルアミノハフニウム]、Ｓｒ(ＴＨＤ
)２　[ストロンチウムビステトラメチルヘプタンジオナト]、Ｔｉ(ＭＰＤ)(ＴＨＤ)[チタ
ニウムメチルペンタンジオナトビステトラメチルヘプタンジオナト]、モノアミノシラン
などを挙げることができる。
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